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Increasing concerns on water pollution encourage to investigate new techniques for controlling associated problems with practical and sustainable approaches. Heterogeneous photocatalysis is reported as the green, sustainable and clean process by using metal oxide semiconductors in removing dyes, medicines and insecticides from water. In this study deposition of nano sized Bismuth oxide  (Bi2O3 NPs) thin film on sintered silica discs(30mm dia) was achieved by spray pyrolysis technique, by spraying crystal clear solution (containing Bismuth Acetate (CH3CO2)3Bi dissolved in 1 Molar CH3COOH) onto the sintered silica substrate kept at 450 °C. Deposited disc were characterized by Field emission scanning electron microscopy (FESEM), X-ray Diffraction (XRD) for evaluation of obtained crystallinity and phases, diffused reflectance spectroscopy (DRS) to determine energy band gap possessed by films. Photocatalysis  was performed under visible light to analyse the  photocatalytic activity of deposited thin films.



DEPOSITED Bi2O3 THIN FILMS ON SINTERED SILICA SURFACE FOR PHOTOCATALYTIC WATER TREATMENT / Gadhi, TANVEER AHMED; Jagdale, PRAVIN VITTHAL; Gómez, Laura; Bizarro, Monserrat; Rodil, Sandra; Tagliaferri, Alberto. - ELETTRONICO. - (2016). (Intervento presentato al  convegno International Winter School MOLECULES@SURFACES tenutosi a Bardonecchia (Italy) nel 31/01/2016 – 05/02/2016).
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				Abstract

				Increasing concerns on water pollution encourage to investigate new techniques for controlling associated problems with practical and sustainable approaches. Heterogeneous photocatalysis is reported as the green, sustainable and clean process by using metal oxide semiconductors in removing dyes, medicines and insecticides from water. In this study deposition of nano sized Bismuth oxide  (Bi2O3 NPs) thin film on sintered silica discs(30mm dia) was achieved by spray pyrolysis technique, by spraying crystal clear solution (containing Bismuth Acetate (CH3CO2)3Bi dissolved in 1 Molar CH3COOH) onto the sintered silica substrate kept at 450 °C. Deposited disc were characterized by Field emission scanning electron microscopy (FESEM), X-ray Diffraction (XRD) for evaluation of obtained crystallinity and phases, diffused reflectance spectroscopy (DRS) to determine energy band gap possessed by films. Photocatalysis  was performed under visible light to analyse the  photocatalytic activity of deposited thin films.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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